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Przedmiotemm ‘wynalazku jest sposéb wytwa-
rzania kopolimeréw szczepionych, a zwlaszcza
spostb szczepienia polimeréw ,,0bojetnych”, to
maczy trudnych lub niemozliwych do szcze-
plenia w glebi.

W opisie patentowym nr 41781 opisano spo-
s6b wytwarzania kopolimeréw szczepionych,
w ktérym wykorzystuje sie promieniowanie jo-
nizujgce.

Wedlug tego sposobu polimer, na ktérym
chee sie dokonaé szczepienia poddaje sie na-
$§wietlaniu promieniami jonizujgecymi i jedno-
cze$nie wprowadza go w zetkniecie, najkorzys-
tniej w nieobecnoéci tlenu, z monomerem zdol-

nym do polimeryzacji za pomocg wolnych ro-

dnikéw.,

Otrzymany kopolimer saczepiony zawiera

sgkielet lub ,trzom® utworzony przez polimer
wyjéciowy z laficuchami bocznymi lub ,gal¢-

“ziami” polimeréw utworzonych z monomeru

wyjSciowego,

Kopolimery szczepione posiadaja, na ogoét wia-
$ciwosci znacznie roéznigce sie od wiaSciwodci
kopolimeréw zwyklych, otrzymanych z tych sa-
mych monomeréw lecz rozdzielonych przypad-
kowo w lancuchy rozgalezione.

Te ostatnie kopolimery majg wladciwoéci po-
Srednie miedzy wladciwodciami dwdch odpo-
wiednich homopolimeréw, podczas gdy kopoli-
mery szczepione mogg posiada¢ pewne wiasci-
wosbci kazdego z dwbéeh sktadowych polimeréw
pozornie odosobnionych. Kopolimery szczepione
przedstawiaja wiec klase zwigzkéw posiada-
jacych wilaSciwosci réine od wlasciwolci zwy-
kiych two:zyw'plastycmych.

Promieniowanie jomizujace stosuje sie o du-
zej energii 1 o dlugoéei fali krétszej od dlugoé-
ci fali $wiatla ultrafioletowego: stanowi ono na



przyklad promienie beta, gamma, -neutro-
ny, elekfrony przyépleszone, czasteczki cigZkie,
promienie X lub tym podobne. Zrédtami: takich
promieni mogg byé stosy atomowe akcelerato-
ry -elektronéw lub czgstek, izotopy rod:loaktyw-
. ne, instalacje rentgenowslkie itd. .

Monomerem wyjSciowym korzystnie mono-
meerem winylowym lub dwuwinylowym, moze
byé na og6l kazda substancja, wlasciwie mé-
wigc nawet nie ,monomeryczna”, zdolna do
ulegania polimeryzacji za pomocg wolnych rod-
nikéw, takich jak wytwarzane przez inicjatory
klasyczne.

Polimer wyjéciowy moze byé w.caloSci poli-
merem zdolnym do wytwarzania wolnych rod-
nikéw, o ile podda si¢ go naswietlaniu promie-
niami jonizujgcymi. :

W celu zapewnienia wyjécia w reakcje z mo-

nomerem mozna go w tym monomerze rozpuf-
cié, je§li jest rozpuszczalny lub poddaé specz-
nieniu za pomocg monomeru.
. Jefli stosuje si¢ polimery wyjsciowe silnie
,obojetne” takie na przyklad, ktére nie zawie-
rajg atoméw wodoru, jak to ma miejsce w przy-
padku polichlorowanych olefin, a w szcze-
g6lnoéci policzterofluoroetylenu lub polichloro-
tréjfluoroetylenu, monomer nie przenika w ma-
%¢ polimeru i moéna tylko, co najwyzej uzys-
kaé szczepienie powlerzchowne.

W tym przypadku, jakim jest na przykilad
szczepienie monomeréw winylowych na blo-
nach policzterofluoroetylenu, ciezar blony wwy-
niku szczepienia nie wzrasta wiecej niz kﬂ.ka
procent. )

Wynalazek ma giéwnie na celu u.moﬂiwienie

szczepienia, zwlaszcza monomeréw winylowych,

jednostajnie w masie (lub' do pewnej glebokos-
ci), polimeru ,obojetnego”, za pomoca naéwiet—
lania promieniami jonizujgcymi.

"Polega on w pierwszym rzedzie na umozli-
wieniu takiego szczepienia doglebnego przez re-
gulowanie warunkéw procesu w ten sposéb,
7eby predkoéé polimeryzacji monomeru w trak-
cie' szczepienia byla nizsza od szybkosci prze-
anikania monomeru w polimer.

W tych warunkach tworzy si¢ najpierw na
powierzchni polimeru warstwa kopolimeru
szczepionego, przy c¢zym monomer moze prze-
nikngé te warstwe nawet wtedy, kiedy nie mo-
Zze przenikaé w polimer wyjsciowy. Gdy szyb-
koéé polimeryzacji monomeru jest niZsza od
jego szybkoéci przenikania w utworzony kopo-
limer szczepiony, monomer ten przenika w ko-
polimer szczepicny nie zostajge catkowicie zu-
zytym przez reakcje szczepienia i homopoli-

meryzacji. Inaczej moéwige, szczeplenie zapew-

nia utworzenier warstwy przepuszczalnej -dla
monomeru, Jecz zuzywa w tym celu tylko czesé
monomeru, pozwalajgc -w ten ' sposéb reszcie
przej§¢ przez wymieniong warstwe i znowu

~czeéé tej reszty zostaje z kolei zuiyta do szcze-

pienia tworzac dalszy przepuszczalng warstwe
glebnej i tak - dalej, az do wyczerpania mono-
meru. :

Produkta.mi typowymi, otrzymywanyrm sSpo-
sobem wedlug wynalaku sg -na przyklad poli-
mery nie zawicrajgce atomoéw wodoru, takle
jak policzterofluoroetylen i polichlorotréjfiuo-
roetylen, szczepione " gleboko - przez:akrylany
lub metakrylany metylu, octan lub chlorek wi-
nylu, akrylonitryl, winylopirolidyne, akryloamid,
styren, winylotoluen, butadien;’ izopren, chloro-
pren i mieszaniny tych zwigzkéw . lub‘-przez
kazdy inny monomer, ulegajacy pohmeryzacji
za pomocg wolnych rodnikéw. -

Najwazniejszym warunkiem . przeprowadzania
sposobu wedlug wynalazku, jest intensywno$¢
naswietlania promieniami jonizujgcymi, ktérej
wedtug pierwszego sposobu realizowania wyna-
lazku daje si¢ warto$¢ dostatecznie malg.

Rzeczywiscie, gdyby intensywnoé¢ naswietla-
nia promieniami byla na tyle wysoka, ze szyb-
koS¢ zszczepienia bylaby wyZsza  od ~wyzej
oméwionej - szybkoSci przenikania, 'monomer
zostalby zupelnie zuzyty w reakcji szczepienia
zachodzqcej na poczgtku przenikania ‘monome-
ru w powierzchnie polimeru  tak, Ze ‘szczepie-
nie byloby' ograniczone do strety powierzchnio—
wej.

Maksymalna intensywnoS§é naswietlania pro-
mieniami, przy ktérej szybkoéé polimeryzacji
lub szczepienia jest jeszcze niZzsza od szybkos-
ci przenikania lub dyfuzji monomeru przez
utworzony kopolimer szczepiony, zmienia sie
w zaleino$ci od charakteru skiladnikéw wys-
ciowych i warunkéw prowadzenia proceséw ta-
kich jak: temperatura, grubo§é polimeru, wiel-
kos¢ jego powierzchni, obecnoéé lub nieobec-
noéé rozpuszczalnika itp.

Na przyklad do szczepienia styrenu na blonie
z policzterofluoroetylenu w temperaturze 190°C,
maksymalna intensywno&é dopuszczalna w ce-
lu otrzymania jednolitego szczepienia masy za-
warta jest miedzy 3.500 i 7.000 rentgenéw/godz.
Optymalna wartoé¢ dla tej intensywnosci
w przypadku blony o grubosci 0,1 mm, jest
rzedu 3.500 rentgenéw/godz., jak wykaqua prz.v-
klady niZej podane.

Dla kazdego przykladu istnieje wigc optymal-
na lub ,krytyczna” warto§é intensywnokci-na-



$wietlania promieniami, ponizej ktérej- stopien
szczepienia powoli sie zmniejsza, a powyzej
kiorej stopien -ten zmniejsza si¢ gwaltownie i
szczepienie woOwczas ogranicza sie do porw1ermh—
ni- pelimeru: -

Widaé zatem, ze podczas gdy szybko§é szcze-
pienia wezrasta regularnie .ze wzrostem inten-
sywnoéci nasSwietlania promieniami w - przy-
padku zwyklych warunkéw szczepienia przez
nagwietlanie promieniami dla palimeréw latwo
ulegajaeych szczepieniu w glebi, osiggnieto spo-
sabem wedlug wynalazku wynik zupelnie nowy
i nieoczekiwany, dzieki temu, ze istnieje in-
tensywnoéé krytyczna, powyzej ktérej jest ma-
lo mozliwe osiggniecie jednolitego szczepienia
w masie obojetnego polimeru i ze w celu
uzyskania szczepienia bardziej pelnego nalezy
operpwaé¢ intensywnoscig zblizong do mtensyw—
nodci krytycznej.

Inny sposéb dzialania na intensywnos¢é na-
Swietlania . promieniami jonizujacymi polega
wedlug wynalazku, na nadaniu jej normalnie
warto$ci wyzszej od wartoSci krytycznej
i zmniejszaniu periodycznie tej wartoSci poni-
zej wartoSci krytycznej lub na przerywaniu
periodycznym naéwietlania promieniami.

W ten speséb, zespét polimer — monomer mo-
ze byé¢ poddawany naswietlaniu promieniami
o intensywno§ci wyzszej od wartoSci krytycznej,
trwajgcymi przez krotki okres czasu, nastep-
nie intensywno$¢é naswietlania promienjami
zostaje zmniejszona do wartosci nizszej od war-
toéci. krytycznej (lub nawet anulowana) przez
okres czasu wystarczajacy do umozliwienia prze-
nikania monomeru w polimer czefciowo lub
powierzchownje szczepiony, po czym zesp6i ten
poddaje. si¢ na mowo naswietlaniu promienia-
mi o intensywnosei wyzszej itd. W tych warun-
kach przenikanie monomeru w polimer czgs$-
ciowo szczepiony jest uprzywilejowane w cza-
sie przerw w naswietlaniu promieniami 1lub
w czasie stabego nagwietlania i mozna stoso-
waé inetnsywnosé naswietlaii promieniami wyz-
sza, niz gdy zesp6t poddaje si¢ w sposéb cig-

gly naswietlaniu promieniami o stalej inten-
sywnoSci.

Optymalny czas trwania okreséw naswietla-
nia promieniami i przerw (lub zmniejszania)
intensywnos$ci moze byé wyznaczony empirycznie
dla kazdego poszczegblnego przypadku. Ten czas
trwania moze byé¢ jednakowy lub niejednako-
wy, moze wzrastaé lub zmniejszaé sie w trakcie
procesu. Pierwsze na§wietlanie promieniami mu-
si byé jednak dostatecznie diugie w celu zapo-
czgtkowania szczepienia na powierzchni poli-

meru. Podczas pierwszej przerwy (lub zinniéj-
szenia) naswietlania’ monomer musi mieé czas
na . przenikniecia - przez warstwe szczepiona.
Czas trwania nastdpnych okreséw nadwietla-
nia promieniami musf byé wystarezajaco dlugl,
zeby monomer przeniknawszy nowa warstwe
mogl byé szczepiony, a okresy kolejnych przerw
(lub zmniejszenia) musza byé wystarczajacé,
aby pozwolié na przenikanie monomeru przez
W ten spos6b wytworzony szczepiony Kopolimer:
Taki proces mozna przeprowadzié w sposéb
clagly przestawiajgc zespét polimer — moro-
mer przed Zrédlem promieni ]omzuzqcych wedl'ug
$ciSle okreSlonego cyklu.

Szczepienie na ogét prowadzi sie w srodo-
wisku bardzo lepkiego polimeru, tak ze wzrost
taficuchéw polimeréw, ktérych szezepienie zosta-
o zapoczatkowane, moze postgpowaé dalej pod-
czas stosunkowo dlugiego czasu po przerwaniu
na$wietlania. W przypadku naswietlania przery-
wanego wspomniane larficuchy mogg wzrastaé
dalej podczas przerw w naswietlaniu, przy czym
ta sama dawke naswietlania moze byé szczepiona
na polimerze wyjSciowym o wiele wieksza ilosé
momomeru. Otrzymuje sie¢ wieec wynik zadzi-
wiajacy, ze stopiefi szczepienia przy duzej mten-
sywnoSci naswietlania jest dla danego ezasu
przebiegu procesu znaeczniejszy, gdy naswietla-
nie promieniami jest przerywane, niz gdy na-
$wietlanie prowadzi si¢ sposobem cigglym.

Innym warunkiem prowadzenia  procesu, na
ktory mozna wplywaé jest temperatura trakto-
wania, = -

Tak wiec zdefiniowana wyzej wa.rtoéc krytycz-
na 1ntensywno§c1 naswietlania promieniami wzra-
sta, gdy ‘zwieksza sie temperature i na przy-
klad blona z policzterofluoroetylenu o gru-
boéci 0,1 mm moze byé szczepiong w calej ma-
sie nawet przy intensywnofci:- wyzszej od 7000
rentgenéw /godz., jezeli temperatura procesu jest
wyzsza od temperatury 19°C (patrz przyklad
XXX — XXXII).

Niezaleznie od wplywu na wartoéé intensy-
wnosei ,krytycznej”, podwyzszenie temperatu-
ry wywoluje zwigkszenie szybko$ci dyfuzji mo-
nomeru w polimer.

Jest to specjalnie korzystne w przypadku,
gdy stosuje sie przerywane na$wietlanie pro-
mieniami zwlaszcza, je§li pragnie sie na$wie-
tla¢é promieniami w niskiej temperaturze, po-
niewaz jest mozliwe ograniczenie wzrostu tem-
peratury w okresie przerwy, tego rodzaju prze-
bieg pozwala na unikniecie niepozadanego
zwigkszenia szybkosci homopilimeryzacji przez
nas$wietlanie, bedgcego. skutkiem wspomniane-



go° - ‘wzrestu - temperatury. - Korzysthym spo-
sobem przeprowadzenia tego przebiegu jest pod-
dawanie naswietlaniu polimeru. czeciowo szcze-
pionego, specznionego przez monomer, lecz: bez
jego . nadmiaru, -w- temperaturze - stosunkowo
niskiej, - przy. dawce- naswietlania dostatecznej
do -wywolania : szczepienia obecnego . monomeru
Nastepnie tak potraktowany polimer -zanurza
sie w kapleli z - monomeru, na przykilad o-tem-
peraturze okolo 40 — 80°C, co prowadzi do
gwaltownego specznienia polimeru przez mono-
mer i cykl ten powtarza sie w spos6b.opisany.
Jeszeze innym czynnikiem, ktéry moie wply-
waé na przebieg procesu jest obecnoéé rozpusz-
czalnika.-Mozna uzywaé rozpuszczalnika zdolne-
go do:zwiekszania szybkosci dyfuzji’ monomeru
przez utworzony kopolimer szczepiony i (albo)
zmniejszania  szybkodéci polimeryzacji monome-
ru, -co pozwala na stosowanie - intensywnoSci
naswietlania o wartoiciach wyzszych od wartos-
ci, ktébre mozna stosowa¢ w nieobecnofci roz-
puszczalnika.
-Na og6t rozpuszczalnik odpowiedn.i do prze-
prowadzania sposobu wedlug wynalazku jest
produktem, - w. ktbrym monomer jest co naj-
mniej czeSclowo- rozpuszczalny, na przykiad w
ilofci co najmniej 1—3% swojego ciezaru, przy
czym ten produkt jest zasadniczo obojetny wo-
bec polimeru, ktéry ma byé szczeplony i nie
moze zachowywat sie inac¢zej niz jako roz-
cieficzalnik - monomeru.. Takimi rozpuszczalnika-
mi s3: woda i-érodowiska wodne, weglowodory,
aminy, alkohole, estry, etery, ketony itd. - .
Gdy monomery ‘wyjiciowe ‘majg - bardzo sia-
ba szybkosé przenikania przez utworzony ko-
polimer - szczepiony, to ;znaczy jefll -kopolimer
szczepiony - jest . stosunkowo - nierozpuszezalny
w..monomerze wyjéciowym, mozna  stosowaé
rozpuszczalniki, ktére zwiekszajg rozpuszczalnosé
kopolimeru - szczepionego, na - przyklad - rozpusz-
czalniki zawierajgce grupy, ktérych . polarnosé
odpowiada polarnoéci kopolimeru szczepionego
i .grupy; ktérych polarnoé¢ odpowiada polarnosci
monomeru.

-— A wiéc moze byé korzystnym stosowanie
rozpuszczalnika silnie polarnego, takiego jak
formamid, dwumetyloformamid; nitryle itd.
Rozpuszczalnikami zmniejszajacymi szybkoéé
homopolimeryzacji monomeru przez naswetla-
nie promieniami' jonizujgcymi sg na przyklad
zwiazki, ktbre 'zawieraja rdzenie aromatyczne
takie jak weglowodory, alkohole; estry, etery,
ketony, aminy itd. aromatyczne.

Tytulem przykladu zestawdéw monomer — roz-
puszczalnik mozna wymienié metakrylan mety-

lu” w :octanie metylu, .benzenie lub ‘toluenie,
akrylonitryl w' dwumetyloformanidzie, "styren
w toluenie lub w benzenie, butad.ien w ben.ze-
nie i winylopirolidon w wodzie.

Nie ma ograniczen jesli chodzi o steienie mo-
nomeru w roztworach, lecz korzystnie jest zeby
zawarto§¢ monomeru byla wystarczajaca, azeby
czas trwania szczepiania nie byl za dlugi. -

Granice strefy optymalnej obejmujgce’ war-
tos¢ krytyczna intensywnosci naswiatlania pro-
mieniami moina oznaczy¢ na przyklad ‘prze-
prowadzajgc préby w okreslonych warunkach
prowddzenia procesu, nastepnie powoli zmniej-
szajac intensywno$é naswietlania az ‘do -otrzy-
mania szczepienia na pozadanej - glebokoSci.

Calkowite dawki naswietlania promieniami
konieczne do uzyskania wysokiego stoptia szcze-
pienia sg na ogét stosunkowo mate; wahaja
sie one na przyklad miedzy 10.000 a 5 :milioha-
mi rentgenéw, jakkolwiek - w': pewnych - przy-
padkach' mogg one byé znacznie: wyzsze.

Gdy monomer z rozpuszczalnikiem lub bez roz-
puszczalnika przenikng! az do pozgdanej glebo-
koéci pod wplywem naswietlahia promieniami
o stosunkowo slobej intensywnosci mozna in-
tensywnofé te zwiekszyé nawet ponad “wartoSé
krytyczng tak, aby szybko$é szczeplania za-
sadniczo zwigkszy€¢. Szczepienie nastypi 'az do

glebokosci osiggnietej ' przez monomer w- mo-
mencie, gdy intensywnoéé' zostaje ‘powigkszona.
W ten sposéb’ moZna na przyklad nadwietlaé
prothieniami o slabej intensywnosci az do za-
poczatkowania -srczeplenia w calej masie po-
limeru podstawowego. Kopolimery szczepione
specznione przez monomer moga byé nastepnie
poddane nafdwietlaniu o intensywnofci ‘wyzszej

tak, apy zakoﬁczyé reakc:e szczepienia

Azeby przeprowadzié ten - proces mozna
umie$ci¢ zespél polimer — monomer w pew-

nej uprzednio oznaczonej odlegloSci od . zrHd-

la naSwietlania, a nastepnie stopniowo zbli-
zaé¢ to Zrédlo do wymienionego zespotu . lub

odwrotnie, naswietlanie promieniami rozpoczy-

na sie o intensywnosci bardzo slabej, stopnio-
wo wzrastajgcej, osiagajacej najwigksza .swojg
warto§¢é — na koricu procesu w chwili, gdyv
zrédlo . na§wietlania jest najbardziej zblizone
do zespolu poddawanego reakciji.

Postepujgc zgodnie z wynalazkiem - otrzymu-
je sie kopolimer szczepiony, o ciezarze “wielo-
krotnie wyzszym od polimeru wyjSciowego.
Szczepienie - mozna - przeprowadzi¢ - jednostajnie
w- calej -masie polimeru wstepnie: uksztaltowa-
nego, zwickszajac wszystkie trzy wymiary. poli-

——



meéru bez zmieniania- jego mwnetrmego-kszfal—
tu geometrycznego.

Aczkolwiek ‘ciezar i wymlary pohmeru wyl-
Sciowego moga wzrasta¢ w duzym stopniu -bez
zmnieniania jego ksztaltu zewnetrznego, istnie-
je jednak na ogdél granica tego wzrastania,
ktérej nie naleiy przekraczaé, gdyz kopolimer
szczepiony moze sie rozpa§é co najmniej czes-
ciowo, jeSli wymienione wazrastanie jest zbyt
znaczne, zwlaszeza w czasie przemywania prze-
prowadzonego w celu usuniecia homopolimeru
utworzonego w tym samym czasie co kopoli-
mer szczepiony; tak na przyklad w przypadku
szczeplenia - styrenu z . policzterofluorotylenem
mozna obserwowaé taki rozpad, gdy ciezar
otrzymanej substancji szczepionej osiggnie war-
to$¢ dziesie¢ razy wiekszg od wartoSci polimeru
wyjSciowego.,

‘Monomer wyjSciowy wybiera sie najkorzyst-
niej sposréd tych, ktérych szybko$é homopoli-
meryzacji nie jest zbyt duza przy naswietlaniu
promieniami jonizujgcymi w stosunku do ich
szybkoéci - przenikania przez utworzony kopo-
limer ‘szczepiony, w przeciwnym razie wartoéé
krytyczna intensywno$ci naswietlania moze byé
w praktyce za staba. W. przypadku uzycia ta-
kich polimeréw moze byé korzystnym stosowa-
nie rozpuszczalnika, jak na przykiad benzenu
mogacego -zmniejszyé szybko§¢ polimeryzacii
Przy raz zapoczatkowanym - szczepleniu az do
pewnej glebokoéel szybkoéé -homopolimeryzacji
jest mniej krytyczna tak, ‘e moze byé mozli-
wym, w rozpatrywanym . przypadku  prowadze-
nie dalej reakcji z monomerem. czystym.

Tworzenie kopolimeru szczepionego moze byé
prowadzone w spos6b opisany wyzej w paten-
cie nr 41781 z wyjatkiem tego co dotyczy szcze-
gélnego regulowania warunkéw procesu spre-
cyzowanych wyzej. Tak wiec monomer moze
byé ciekly lub w roztworze, a polimer pod po-
stacig produktu gotowego lub péiproduktu jak
np. pretéw, sztabek, rurek, plytek, blon, wy-
robéw pelnych lub wydrazonych, w postaci
ziarna, granulek lub proszku, jak na przyklad
proszek do ksztaltowania lub w postaci przed-
miotéw ksztaltowanych, widkien itp.

Na og6l najlepsze wyniki otrzymuje si¢ pro-
wadzeniem szczepienia w nieobecnosci tlenu i w
prdini.

Oczywiscie temperatura procesu powinna byé
nizszg od temperatury rozkladu kazdego ze
skladnikéw.

Produkty otrzymywane sposobem wedlug wy-
nalazku posiadajg wiele ciekawych wladciwo$-
ci.. - .

Na przyklad blony z policzterofluoroetylenu
szczepionego styrenem wykazujg dobre przy-
leganie przy nakladaniu na plyte polistrenu za
pomocg gorgacej plyty zelaznej. Takie - blony
szczepione w masie migekng bez rozplywania
sie powyzej temperatury mickniecia polistyre-
nu; te ‘wlasciwo§¢ mozna wykorzystaé przy
ksztaltowaniu w prézni.

Jezeli polistyren szczepiony na - policztero-
fluoetynie jest sulfonowany moina utworzyt
z tego szczepionego w klasyczny sposéb pro-
duktu blong pélprzepuszczalng do wymiany jo-
néw, : blone ktérej szkielet z policzterofluoro-
teylenu posiada doskonaly wila$ciwo£é, ‘miano-
wicie odpornoéé na czynaniki chemiczne.

Wazna korzy$¢ wynalazku polega na uzyska-
niu zupeinie nowej grupy produktéw szczepio-
nych, otrzymywanych przez szczepienie polime-
réw, ktérych dotychczas nie mozna bylo ‘szcze-
pi¢ w glebi. Te produkty posiadajg na przyklad
pewne pozadane wlaSciwoéci podstawowego po-
limeru, takie jak obojetno§é chemiczna i- (lub)
odporno$¢ i (lub) rozpuszezalno$é,: nie posiada-
jac juz pewnych mniej pozadanych wlasciwos-
ci tego polimeru, takich jak brak rozeiagliwos-
ci lub jego niezdolnoié¢ do ksztaltowania. A Wwiec
kopolimery szczepione gleboko, otrzymane spo-
sobami opisanymi w przykladach podanych ni-
zej, wykazujg. obojetnoéé chemiczng, odpornosé
i wladciwosci izolacyjne swoich polimeréw pod-
stawowych, bedqc przy tym zdathymi do ksztal-
towania na goraco, co nie jest mozliwe w przy-
padku samych polimeréw. Na przyklad biona
z ‘kopolimeru ‘szczepionego utworzonego z poli-
styrenu i teflonu (policzterofluoroetylenu)
otrzymanego wedlug przykladu I1I i zawierajaca
okolo 58°/¢ wagowych polistyrenu wykazuje nie-
rozpuszezalnoéé teflonu w rozpuszezalnikach ta-
kich - juk: cykloheksan, 40% formaldehyd, 90%/s-
owy alkohol etylowy, -alkohol metylowy, kwas
octowy, kwas mréwkowy, dwumetyloformamid,
bezbarwny olej mineralny, frakcje olejéw sma-
rowych, frakcje benzynowe, stezony kwas siar-
kowy, kwas solny, 20%-owy kwas azotowy,
30%-owy wodorotlenek sodowy i amoniak, po-
zostajae jeszeze zdolng do specznienia przez
czynniki speczniajgce, takie jak aceton, octan
etylu, eter, metyloetyloketon, octan metylu,
chlorek metylu, tréjchloroetylen i benzen, przy
czym dzialanie tych rozpuszczalnikéw bylo
wyprébowane przez pozostawienie ich w zetknie-
ciu z biong przez 30 ‘dni w temperaturze poko-
jowej.

Podczas gdy teflon nie mieknie ani nie top-
'nieje przed tym, zanim temperatura jego nie



osiggnie temperatury okolo 400—450°C, pro-
dulet saczepiony zaczyna micknaé w temperatu-
rze okolo 150°C i moina go ksztaltowaé na
wazystkie pcigdane posiacie w tej tempera-
aurze lub w temperaturach wyzszych, na przy-
kiad w postaci folil lub bion, kiasycenymi spo-

sobami ' ksztaitowania. W ten spos6b moina -

otrzymywaé¢ wyroby ksztattowane, takie jak
na przykind naczynia przemysiowe, wykazujyce
wiele wiasciwosci obojetnodci teflonu w sto-
sunku do rozpusrczainikéw. Teflon szczepiony
58%e-ami polistyremu posiada wybitne wiasci-
woécei dielektryczne teflonu i mo2na go stoso-
waé do celéw imlacji elektryczmej i tym po-
dobnych, poniewai moina go latwo ksztatto-
waé w poizgdang postat¢ lub nawet wokolo prze-
wodéw elektrycznych. Blona o grubosci okolo
0,12 mm posiada na przykiad odpornoéé die-
lektryceng wystarczajaca do wytrzymywania
15,000 woltdw przy 10 miliamperach,

Wedlug odmiany sposobu wedilug wynalaz-
ku mozna stosowaé produkt cze§ciowo szczepio-
ny. Tak jest w przypadku produktu otrzymywa-
nego w przykiadzie II (teflon czeiciowo szcze-
piony przez styren); powierzchnia kopolimeru
posiadajgc niska temperature migkniecia, moie
byé dostatecznie zmieckczona przez ogrzewanie,
azeby umozliwi¢ przyklejenie jej pod cisnie-
niem do innej powierzchni, na przykiad do
ptytki polistyrenu, przy czym powierzchnia tej
plytki w ten sposéb zostaje ulepszona. Zamiast
polistyrenu moina ukyé innych powierzchni,
ktdrym pragnie sie nada¢ ulepszone wiasci-
wodel, takich jak drzewo, metal, kamienie,
szklo itd.

Interesujacym zastosowaniem jest nakladanie
blon odpornych na korozje i écieranie, na przy-
kiad teflomu szczepionego na metale,

Zmiana kopolimeru szczepionego w odnie-
sienfu do jego zdolno$ci ulegania specznieniu
przez niektére rozpuszczalniki jest wazna, po-
niewaz pozwala na stosowanie substancji za-
wierajgcych te rozpuszczalniki do wielu réz-
nych celé6w — takjch jak drukarstwo, farbiar-
stwo, klejenie.

W ten sposéb teflon szczepiony 58%e-ami jpoli-
styrenem, moze byé zadrukowany lub barwio-
ny farba drukarskg lub roztworem farby z do-
datkiem jednego lub wigkszej liczby rozpuszczal
nikéw wyliczonych wyzej, zdolnych do specz-
nienia szczepionego teflonu. Wspomniany ko-
polimer szczepiony moze byé tak samo zwig-
zany z innymi produktami za pomoca klasycz-
nych kleiw przy uzyciu jako dodatkowego roz-
puszezalnika, jednego z tych zwiszkéw, ktére

‘blony,

sa watanie zapewnié wyzej wspomniane dzia-
lanie speczniajgce.

- Ponite) podano kilka prxykladéw wyjeinla-
jacych zastosowanie w praktyce wynalazicu, na-
turalnie bez ograniczenia go. W tych przyktadach
intensywno$¢ promieni gamma mierzona jest za
pomocg dozymetru =z siarczanu Zelazowego
przyimujac jako wydajnoféé radiochemiczny
utleniania wartodé G (Fe'+) = 155. W przykla-
dach od I do XXIX, nas$wietlanie promieniami
prowadzi sie w temperaturze 19°C, g £rédlo
stanowi kobalt — 60 o 18 curie. 'W przykladach
od XXX — XXXIV jako #rbédlo naswietlania
promieniami stosuje kobalt — 60 o 200 curie.
Przyklady: I, X, XI, XIV, XVIII, XXII, XXV
t XXVII odnoszg sie do préb przeprowadzonych
z intensywno$cia naswietlania promlemaml le-
zacy poza strefg Kkrytyczng.

Przykad I Blone z policzterofluoroetyle-
nu (teflon) o grubosci 1 mm wprowadzono do
rurki szklanej trudno topliwej i nie tlukgcej
si¢, znanej pod nazwg handlowy ,pyrex”i za-
topiono pod préznia z 6 cm?® styrenu. Te rur-
ke naswietlano promieniami y o intensywnoéci
2160 rentgendéw/godzine, az do osiggniecia catej
dozy 194000 rentgenow.

Nastepnie ampulie otworzono i blong wyjato,
przemyto trzykrotnie benzenem i badano. Po-
wierzchnia stala sie bardzo chropowata 1 przed-
stawiala male chropowatoSci do$é regularnie
rozlozone, Zwigkszenie ciezaru b!ony bylo bar-
dm stabe: okodo 4%,

Przyktad II Blaone z policzterofluoroety -
lenu o grubofei 0,1 mm wymiarach 5,5x6,0cm
zwinieto i zatopiono pod préizniag w rurce ,,pi-
rex’owe]” z 7 cm? styrenu w ten sposéb, ze
blona byla zmoczona monomerem do wysokosci
okolo 3 cm, przy czym cze$é wyisza blony nie
byla zmoczona przez monomer. Nastepnie rur-
ke te naswietlano promieniami y o intensyw-
nosci 1120 r/godz, az do dawki 11000 r. Czesé
ktéora byla zanurzona w monomerze
réznita si¢ od czesSci nie zmoczonej, poniewaz
byla ona bielsza, bardziej sztywna i znacznie
zwiekszyla swg powierzchnie, wymiar szerokos-
ci 55 cm powigkszyt sie do 6,5 cm. Z tej blo-
ny wycieto wzdluz jej wysokoscl paseczek sze-
rokoSci 10 mm w taki spos6b, ze zawieral on
zaré6wno czg§¢ dolng silnie szczepiong oraz cze$¢
gérng blony i paseczek ten nalozono na plytke
z polistyrenem przez spreparowanie gorgcym
zelazem Cze$é silnie szczepiona wykazala dobre
przyleganie do plytki z polistyrenu, podczas
gdy cze§¢ wyisza przylegala zaledwie w paru
punktach. Kawalek tej samej blony z poli-
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czterofluoroetylenu - nie - na§wietlony - promie-
niami, potraktowany w ten spos6b, nie wykazal
zadnego ' przylegania . do plytki 'z . polistyrenu.
Ten ‘wynik ‘wskazuje, Ze -cze§¢ wyzsza blony,
ktéra 'nie byla zanurzona w .styrenie mimo to
ulegla lekkiemu szczepieniu mozZe - wskutek
dziatania par styrenu.

W -przykladach III — XXI i XXV — XXIX
stosowano - mate kawalki blony z policztero-
fluroetylenu -odciete od blony o grubosci 0,1 mm
nozem szewskim. Te odcinki blony mierzyly
8x15. mm. Blony te  zatapiano - pod. proznia
z 3—5 .cm? . styrenu i naswietlano promieniami

Przyktlad III. Kawalek blony z policztero-
fluorcetylenu o cigzarze 0,0278 g, zatopiono .pod
préznig z 3 cm?® styrenu i naswietlano promienia-
mi 0-1220 r/godz az do dawki 131000 r. Blona
ta znacznie zwigkszyla swoje wymiary, zacho-
wujge $cifle ksztalt konturéw - poczatkowych.
Po wysuszeniu -ta szczepiona blona mierzyla
10x 18 mm i wazyla 0,0532 g. Absorbowala
ona-benzen w ilo§ci 12°/0 w stosunku do swe-
go cigzaru w zwyklej temperaturze.

Przyktlad IV. Inny kawalek blony, wa-
zgcy 0,0320 g naswietlano z: intensywnoscia
1220 r/godz. az do dawki- 195000 r. Ta blona
wysuszona. mierzyla 12 x 23 mm i wazyla 0.1065g.
Zachowata ona wszystkie szczegély struktury
blony- poczatkowej.

Przyklad V. Kawalek: blonywazacyoosoag
byl naswietlany promieniami. z intensywnosci
350 r/godz. az do dawki 80000 r. Ta blona osu-
szona mierzyla 11x20 mm i wazyla 0,0735 g.

Przyktad VI Kawalek blony . wazacy
0,0316 g naswietlano promieniami' z. intensyw-

nosciq 350 r/godz az do dawki 69000 r. Ta

blona osuszona wazyla 0,0564 g.

Przyktad VII. Kawalek blony wazacy
0,0300 g naswietlano promieniami z intensyw-
noécig 103 r/godz az do dawki 23500 r. Ta blo-
na osuszona wazyla 0,0364 g.

.Przyklad VIII. Kawalek blony wazacy
0,0308 g. naswietlano promieniami z intensyw-
noscia 51,5 r/godz az do dawki 17600 r. Ta
blona wazyla po osuszeniu 0,0356 g.

Przyktad IX. Kawalek blony = wazgcy
0,0326 g. przede wszystkim na$wietlano pro-
mijeniami o intensywno$ci 51,5 r/godz. az do
dawki 17600 r. Nastepnie ampultke szklang, za-
wierajaca te blonge na$wietlano promieniami
o intensywno$ci 22000 r/godz. az do dawki
440000 r. Blona ta mierzyla 9x 16 mm i wazy-
la 0,0564 g. jej grubosé znacznie wzrosla.
"Przyktlad X Kawalek blony wazgcy 0,0268 g.
najpierw naswietlano promieniami o intensyw-

noSei 22000 - r/godz; - Zadnej' zmiany' wyglgdu
tej biony nie zabbserwowano, nawet po osigg-
nieciu  dawki 2,5 megarentgen6w. Ampulke
wiec otworzono, blone wysuszono ‘i zwazono.
Ciezar jej ‘wynosit -0,0318 g. Jej powierzchnia
nie byld zmieniona, lecz grubofé lekko . sie
powigkszyla i blona byla bardziej sztywna
niz na poczatku.

Przyktad XI Kawalek blony wazacy
0,0244 g. naswietlano promieniami o intensyw-
nosci 7000 r/godz az do dawki 380000 r. Blo-
na ta wykazywaia nieregularne narodle, lecz jej
kontur zewnetrzny .nie by! prawie wecale zmie-
niony. Po wysuszeniu wazyla ona 0,0380 ‘g."

Przyktad XII. Kawalek: blony ‘wazgcy
0,0274 g. naswietlano promieniami ‘o' intenhsyw-
nosci 2160 r/godz. az do dawki 340000 r. Po
wysuszeniu, blona ta wazyla 0,0958. Jej po-
wierzchnia wybitnie zwiekszyla sig ‘bez zmiaa
ny jej zewnetrznego konturu

Przyklad XIII. Kawalek - blony wazacy
0,0304 g. naswietlano promieniami o0 103 r/godz.
az do dawki 46500 r. Ta blona miala po wysu-
szeniu wymiary 10x19mm i wazyla 0,665 g.

Przyklad XIV. Kawalek blony ' wazacy
0,0254 g. nadwietlano promieniami ‘o 7.000 r/godz.
az do dawki 1740000 r. Powierzchnia tej blony
byla bardzo guzowata i posiadala liczne na-
roSla. Blona ta miala wymiary 9x16 i wazyla
0,0550 r.

Przyktad XV. Kawalek blony wazgcy
0,0254 g. naswietlano promieniami o 3560 r/godz
az do dawki 268000 r. Ta blona mierzyla
12x22 mm i wazyla 0,0802 g.

Przyktad XVI. Kawalek blony wazacy
0,0252 g naswietlano promieniami o 3560 r/godz.
az..do dawki 880000 r. .Powierzchnia tej blony
znacznie sie powiekszyla, lecz blona -zdefor-
mowala sie i przedstawiala kilka narosli prze-
zroczystych. Jej dlugosé¢ byla réwna . 29 mm
a szeroko$é rzedu 15 mm. Bilona ta wazyla
0,2335 g. .

Przyklad XVII Kawalek blony wazgcy
0,0248 g na$wietlano promieniami o 2160 r/godz.
az do dawki 390000 r. Ta blona mierzyta
14x 26 mm i wazyla 0,125 g.

Przyktad XVIII. Kilka kawalkéw folii
policzterofluoroetylenu o gruboSei 0,1 mm,
o wymiarach 8x15 mm i wazacych 0,020 —
0,028 g zatopiono pod prdéinia w ampulkach
zawierajacych styren i poddano cigglemu na-
Swietlaniu promieniami, ‘ktérych Zrédlem byt
kobalt — 60 o " intensywno§ci 22000 r/godz
Czas na$§wietlania wahat sie od 39 do 967 gocizin.
- . Po naswietleniu folie przemyto benzenem, wy-
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suszono 1 zwazono. Zebrane wyniki podano
ponizej. Zwiekszenie ciezaru folii przedstawia
stosunek cigtaru folii szczepionej P do cieza-
m folii poczgtkowej Po.

Czas naswietlania promieniami P
o 22000 r/godz . godz. . Po
: ! 39 1.13
73 1.20
114 1.21
- 158 1.24
383 1.26
987 1.26

‘Te wyniki pokazuja, ze ciagle naswietlanie
promieniami o intensywnosci 22060 r/godz. nie
pozwala przekroczyé granicy szczepienia odpo-
wiadajacej P/Po = 1.26, przy uzyciu folii i za-
chowaniu warunkéw pracy . opisanych wyzej.

Przyktad XIX. Folie z policzterofluoro-
etylenu faks samg jak folia z przykiladu XVIII,
wazgcy 0,022 g, zatopiono pod prozinig z 5cm?
styrenu i naswietlano z przerwami promienia-
mi o intensywnosci 22000 r/godz. jak podano

nizej.
Naswietlanie Przerwa
t1 = 2 godz te = 1 godz 40 mm
ts = 1 godz 40 mm t« = 17 godz 10 mm
ts = 1 godz 30 mm ts = 1 godz 45mm

tr =1 godz. 45 mm
ts =1 godz 05 mm
tu =1 godz
Czas ogllny trwania naéwietlania wynosil
wiec 8 godzin, przerwy za§ 3%,15 godzin. Folia
przzmyta benzenem, wagyla po wysuszeniu
0,0330 g co odpowiada P/Po = 1.56. Jej budowa
byla doskonale jednorodna i mierzyla ona
10 x 21 mm.

Przykilad XX. Kawalek blony z polocztero-
flueroetylenu wazacy 00215 g i zatopiony pod
préznia z mieszaning 2,5 cm?® benzenu naswie-
tlano promieniami o 22000 r/godz. az do dawki
17 megarentegenow. Wymiary tej blony wzro-
sly. Po osuszeniu mierzyla ona 14x24mm
i wazyla -0,0470 -g. :

Przyktad XXI. Inny kawalek bilony
z policzterofluoroetylenu wazgcy 0,0192 gizato-
piony pod préznia z mieszaning 2,5 cm3 styrenu
2,5 cm?® benzenu naswietlano promieniami o 7000
r/godz. az do dawki 510000 rentgenéw. Po wy-
suszeniu blona ta mierzyla 13 x 23 mm i wazyla
0,041 g.

Przyklad XXII. Folie z polichlorotroj-
fluoetylenu (Kel-F) o grubosci 2mm, wazgcy
0,397 g zatopiono pod préinig w ampulce szklan-
nej zawierajgcej 3 em?® styrenu. Nastepnie te
ampulke naswietlano promieniami o intensyw-

ts = 1 godz. 20 mm
tio = 15 godz 20 mm

-—

noéci 1220 rentgenéw na godzine az do dawki
3030000 rentgenow.

Po naswietleniu fiolia speczniala meregular-
nie, objetosé -warstwy zewnetrznej powiekszy-
a sie wiecej niz warstwy Srodkowej folii ieie-
zar folii pe wysuszeniu wynosit 0,514 g. :

Przyktad XXIII Inng foli¢ z polichloro~
tréjfluoroetylenu wazacy 0,3818 g zatopiono
pod préinig -z 3 cm?® styrenu i naswietlano pro-
mieniami o 350 r/godz. az do dawki 720000
rentgendw. Po tym dzalaniu' monomer zostat
calkowicie spolmeryzowany i wymiary folii
z polichlorotréjfluoroetylenu znacznie - powiek-
szyly sie. Nastepnie mieszanine ekstrahowano
benzenem, ktéry rozpusdeil polistyren i w zna-
cznym stopniu specznit szczepiong folie. Ciezar
catkowity folii specznionej w ten sposéb otrzy-
manej wynosit 7,041 g. Po wysuszemu ciezar
jej wynosit 1,221 g.

Przykilad XXIV. Folie taka samg- jak
w przykladzie XXII, wazacg 0,382 g mtopiono
pod préznia w ampulce zawierajgcej mieszani-
ne 2 emd styrenu i 2 em® benzenu. Nastepnie
ampulke na§wietlano promieniami o intensy-
wnofei 1220 r/godz. az do dawki calkowitej
380000 rentgenéw. Folia speczniala jednolicie
w calej swojej masie i po wysuszeniu waiyla
0,672 g.

Przykltad XXV. Folie z policzterofluoro-
etylenu o gruboéci 0,1 mm mierzacg 8x 15 mm
i wazaca 0,227 g zatopiono w ampulce pod préz-
nig z 3 cm® metakrylanu metylu. Nastepnie
amputke te naswietlano promieniami o inte-
sywnosci 1220 r/godz az do dawki calkowitej
400000 rentgenéw Po tym naswietlaniu wy-
clagmeto z ampulki zawartg brytke pohmetakry
lanu metylu, zawierajgca folie z policzterofluoro-
etylenu. Na caloét dziatano metyloetyloketonem
azeby rozpu$cié nadmiar homopolimeru. Mozna
bylo w ten spos6b wydoby¢ folie szczepiong,
do ktérej przylegala jeszcze warstwa polimeta-
krylanu metylu Po wysuszeniu, nadmiar poli-
metakrylanu metylu mozna bylo oderwaé od
no$nika przez wielokrotnie powtarzane zagi=
nanie. W ten sposéb otrzymana folia wazyla
0,0231 g. Powierzchnia jej praktycznie nie ule-
gala powigkszeniu.

Przyklad XXVI. Folie taka sama jak w
przykladzie XXV, wazgcg 0,0219 g zatopiono
pod préznia z mieszaning 0,2 cm? metakrylanu
metylu i 2,8 cm? benzenu. Mieszanine naswietla-
no promieniami o intensywnos$ci 1220 r/godz. az
do dawki catkowitej 384000 rentgenow.

Po wysuszeniu, folia wazyla 0,310 g i mie-
rzyla 9x 17mm. Budowa jej byla bardzo je-



dnorodna i byla“ bardmeJ biala i twardsza od
folii wyjéciowej

"Przyklad XXVII Foli¢ z pohczterofluoro-
etylenu taks samg jak- folia z przykladu XXV,
wazgcg -0,0228 g zatopiono pod préznig z 5cm?
styrenu i naswietlano promieniami:- o intensyw-
noéci 22000 r/godz. az do dawki calkowitej
8400000 rentgenéw. Po- przemyciu .- benzenem
i wysuszeniu folia wazyla 0,0287 g. Byla tward-
szg 1-grubszg od folii wyjSciowej, lecz jej wy-
miary z wyjatkiem grubo$ci nie zmienily sie.
Przyklad XXVIII. Folie takq samg jak
w przykladzie XXV, wazgcg 0,0215 g zatopiono
pod - préznig z miesszaning 2,5 cm® styrenu
i 2,5 cm? benzenu, po czym naswietlano ja
promieniami o intensywno$ci 22000 r/godz az
do dawki 3120000 rentgenéw. Po naswietlaniu
film wybitnie zwickszyt swa objeto$§é. .Po prze-
myciu benzenem i wysuszeniu wazyl 0,0470 g
i- mierzyl 14 x24 mm

'Przyklad XXIX. Foli¢ z policzterofluro-
etylenu takg samg jak folia z przykladu XXV.
wazgcg 0,0226 g zatopiono pod préznia z mie-
szaning - 2,5 cm® styrenu i 2,5 cin® benzenu.
Nastepnie folie te naswietlano promieniami
o-intensywnosci 7000 r/godz. az do dawki cal-
kowitej 1600000 r: Folia ta znacznie powigkszy-
la sie, wazyla 0,0790 g i mierzyla 15x29 mm.
Struktura - jej byla doskonale jednorodna.
Przyktad XXX. Folie z policzterofluoro-
etylenu o grubosci 0,1 mm, wazaca 0,235 g
zatoplono pod- préinia w ampulce zawieraja-
e} ¥ cm® styrenu. Nastepnie amputke te umie-
szeaon0 'w kapieli — termostacie o temperatu-
rre- 40°C 1 naSwietlano promieniami o inten-
sywnofci’ 7560 r/godz. az do dawki calkowitej
37800 - rentgznéw. Po tym naSwietlaniu folia

lekko  powlekszyla sie we wszystkich trzech

wymiarach. -Byla bielszg od folii poczgtkowej,
miala wyglad doskonale jednorodny i wazyla
po ‘wysuszeniu 0,0280 g. Po dluiszym trzymaniu
jej w benzenie rozmigkla i wazyla 0,0293 g.

‘Przyklad XXXI. Taka sama proéba jak
opisano w przykladzie XXX, zostala przepro-
wadzona -z folia wazaca 0,0225 g. Ta probka
byla naswietlana w temperaturze 40°C promie-
niami o intensywnosei 7560 r/godz az do calko-
witej dawki 185000 rentgenéw. Po tym naswie-
tlaniu trzy wymiary folii znacznie powigkszyly
sie. Po wysuszeniu wazyla 0,0625 g i wygla-
dala doskonale i jednorodnie. Po dluiszym
trzymaniu jej w benzenie rozmigkla i wazyla
0,0676 g.

Przyklad XXXII Taka sama prébe jak
w przykladzie XXX przeprowadzano z folig

wazaca 0,0234 5. Te prébke naswietlono w tem-
peraturze 40°C promieniami- ¢ intensywnosci
7560.-r/godz az do 'catkowitej dawki - 185000
rentgenéw. Po tym naswietlaniu wszystkie trzy.
wymiary folii znacznie powiekszyly: sie. Po’
diuzszym suszeniu waZyla ona 0,200 ‘g. Po trzy-
maniu jej przez 48 godzin w benzenie na-
migkla i’ wazyla 0,272 g.

Przyktad XXXIII. Folie z policzteroflu-
oroetylu o grubosci 0,1 mm, wazgeg 0,0205 g
zatopiono pod préinia w ampulce zawierajgcej
2,8 g izoprenu. Nastepnie ampulke te naswie-
tlano - w. temperaturze' 20°C z intensywnofcia
24800 r/godz. az do calkowitej dawki 5980000 r.
Po tym naswietlaniu wszystkie trzy wymiary.
folii znacznie powiekszyly sie. Po wysuszeniu
wazyla ona 0,0344 g. Folia ta byla bardzo $pre-
zysta, a jej powierzchnia klejgca. Nalozona pod
stabym ciénieniem na plytke ‘' szklang silnie
przylegala. Po trzymaniu jej przez 40 godzin
w benzenie, cigzar jej pozostal bez zmiany.

Przyktlad XXXIV. Taka samg pr6be jak
opisano w przykladzie XXXIII przeprowadzo-
no z folia z policzterofluoroetyléenu, wazaca
0,0220 g. T¢ prébke naswietlano promieniami
o intensywnosci 248 r/godz. az do calkowitej
dawki 34900000 rentgenéw. Po na$wietlaniu
wszystkie trzy wymiary folii znacznle zwie-
kszyly sig, lecz zatrzymala ona swg wyj$ciowa
posta® geometryczng. Folia ta wazyla 0,244 g.
Byla bardzo sprezysta i przefroczysta. Po trzy-
maniu przez 48 godzin w benzeme prébka ta
wazyla 0,269 g.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania kopolimeréw szcze-
pionych przez poddawanie na$wietlaniu-
promieniami jonizujgcymi polimeru stano-
wigcego podstawe do szczepienia w obec-
noSci monomeru szczepienia, znamienny
tym, ze reguluje sie w ten spos6b warun-
ki prowadzenia procesu, aby szybko§é po-
limeryzacji monomeru byla mniejsza od
szybkoéci jego przenikania w trakcie szcze-
pienia w polimer, sam przez si¢ nie poz-
walajgcy latwo monomerowi na -przenika-
nie. :

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
7e stosuje sie polimer nie posiadajacy ato-
méw wodoru.

3. Spos6b wedlug zastrz. 2, znamienny tym,
ze jako polirner stosuje- sie poliolefin. .

4. Spos6b wedhig zastrz. 3, znamienny tym,
ze jako polimer poliolefinowy stosuje sig
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polichlorowcowany elefin.

Sposéb wedlug zastrz. 4, zmamienny tym,
ze jako polimer stosuje sie policzterofluoro-
etylen,

Spos6b wedlug zastrz. 4, znamienny tym,
Ze jako polimer sipsuje sie¢ polichlorotréj-
fluoroetylen.

Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
Ze jako monomer stosuje sie styren.
Spas6b wedlug zastrz. 1—6 znamienny tym,
Ze jako monomer stosuje sie izopren.
Sposéb wedlug zastrz. 1—6, znamienny tym,
ze jako monomer stosuje sie metakryian
metylu.

Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze stosuje sie chwilowg intensywnos¢ na-
$wietlania promieniami jonizujacymi sto-
sunkowe siabg, rowna jej wartoci ,kry-
tyczaej’ lub bliskiej tej wartosei

Sposéb wedlug zastrz 5, 7 i 10, znamienny
tym, ze prowadzi sie nadwietlanie z In-
tensywnoscia nizsza od okolo 7000 r/godz.
Spos6b wedlug zastrz. 11, znamienny tym,
ze prowadzi sie naswietlanie z 1ntensyw-
noscig okolo 3500 r/godz

Spos6b wedlug zastrz 10, znamienny tym,
ze zwigksza sig iritensywno$é naswietlania
promieniami jonizujacymi az do wartosci
wytwarzajacej szybkost polimeryzacji wyz-
sza od szybkoici przenikania monomeru,
po tym gdy monomer przenikngt do po-

_zadanej glebokoscl

Sposéb wedlug zastrz 13, znamienny tym,
ze powigkszanie naswietlania przeprowa-
dza sie zblizajagc stopniowo traktowany
zesp6l do zrédla naswietlania.

Spos6b wedlug . zastrz. 1, znamienny tym,
ze stosuje sie¢ nonomer w rozpuszczalniku.
Sposéb wedtug zastrz. 15, znamienny tym,
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ze stosuje si¢ rozpuszezalnik zmniejszajacy
szybko&§é polimeryzacji monomeru.

Sposéb wedlug zastrz. 16, znamienny tym,
ze jako rozpuszczalnik stosuje sie weglowo-
dér aromatyczay.

Spos6b wedlug zastrz. 17, znamienny tym,
ze jako rozpuszczalnik stosuje sie benzen.
Sposéb wedlug zastrz 15, zmamienny tym,
e siosuje sie rozpuszczalmik zwiekszajgacy
szybkosé dyfuzji monomeru w utworzony
kopelimer szczepiony.

Spaséb wedlug zastrz. 1, zgodnie z kiérym
nadwietlanie przeprowadza sie z intensyw-
noscig taky, Ze szybkoéé pelimeryzacji be-
dzie wyisea od szybkoSei przenikaaia mo-
nomeru poprzez utworzony kepolimer sazcze-
piony, znamienny tym, Ze zmniejsza sie¢
okresow intensywnoéé nagswietlania az do
wartoéci dostatecznie niskiej i w czasie
dostatecznie diugim aby poezwoli¢ prze-
nikngé¢ monomerowi poprzez utwerzony
szcappiony kopglimer.

Sposnb wedg zastrz. 20, znamienny tym,
ie- prerywp sig periodycmie naswietianie

.m powieksza sig tempenhlrc mmmm

zespolu polimer — monsmer w trakcie pe-
riodycznych przerw w nafwietlaniu.

Spoadb wedlug zastrz. 1, znamieany tym,
Ze pracuje sie w temperaturze wyzszej od
temperatury otoczenia, zwlaszcza w tempe-
raturze 40°C.
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